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Resumo

Uma porcelana (VM9, VITA, Zahnfabrik) e dois compositos, (Enamic Lava Ultimate <3M ESPE, Seefeld>), foram usados. Os
filmes foram obtidos a partir de: PAr PO2 (polimerizagdo a plasma com Argonio e Oxigénio, respectivamente) e PIDP (técnica
hibrida de implantagdo idnica e polimerizagdo a plasma). A morfologia foi estudada por microscopia eletronica de varredura e a
andlise quimica por espectroscopia por energia dispersiva (EDS) e por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS). A
molhabilidade e a rugosidade (Ra) foram determinadas através do método da gota séssil e perfilometria por contato, respectivamente.
Os resultados foram analisados com ANOVA com o teste de Tukey (a<0,05). A analise morfologica demonstrou que os filmes
finos revestiram os materiais uniformemente. Detectou-se a presenca de estruturas granulares por toda a superficie, que variou em
tamanho e quantidade para cada filme. EDS e XPS demonstraram a presencga principal dos elementos quimicos carbono, oxigénio
e silicio. Foram obtidos filmes hidrofobicos (PAr e PO2) e hidrofilicos (PIDP) (p<0,001). Para Ra, houve diferenga pontualmente
na rugosidade de alguns filmes (p<0,001) e os valores mantiveram-se abaixo de 2um. Conclui-se que a morfologia e composigao
quimica foi filme-dependente, houve producao de superficies hidrofilica (PIDP) e hidrofobicas (PAr e PO2) e rugosidade permaneceu
inferior a 2pm.
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